Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do nawilzania i oczyszczania powietrza wewnetrznego sktadajgce sie z obudowy (1) z
wlotem powietrza (1.1) w dolnej czeSci obudowy (1) i wylotem powietrza (1.2) w gdrnej czesci obudowy (1),
w ktorej wewnetrzna powierzchnia pokryta jest warstwa fotokatalityczng, zas nad wlotem powietrza (1.1)
umieszczone sg kolejno filtr wstepnego oczyszczania powietrza (2), wentylator osiowy (3) oraz zamocowane
osiowo promienniki UV-C (4.1, 4.2) znamienne tym, ze nad pierwszym wentylatorem osiowym (3) do
wewnetrznej powierzchni obudowy (1) zamocowane sg kierownice powietrza (5) oraz zamocowany jest
osiowo pierwszy promiennik UV-C (4.1) i wentylator rurowy (6) z ruchomym pierscieniem wentylatora (6.1),
przy czym w miejscu zamocowania pierscienia wentylatora (6.1) znajduje sie¢ otwor w obudowie (1),
natomiast pierscien wentylatora (6.1) posiada fopatki (6.2) zamocowane jednym koricem do wewnetrznej
powierzchni pierscienia wentylatora (6.1) i skierowane do jego Srodka, przy czym w topatkach (6.2) znajdujg
sie kanaly (6.2.1) zakonczone otworami nawilzajgcymi (6.2.2) i potgczone w osi pierScienia wentylatora (6.1)
z systemem generowania pary wodnej, za$ pierscien wentylatora (6.1) sprzezony jest z watem silnika
napedowego (6.4) zamocowanego do zewnetrznej powierzchni obudowy (1), tudziez nad wentylatorem
rurowym (6) zamocowany jest osiowo drugi promiennik UV-C (4.2), nad ktérym umieszczony jest filtr
powietrza z weglem aktywnym (7).
2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze kierownice powietrza (5) pokryte sg warstwg
fotokatalityczna.
3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze topatki (6.2) wentylatora rurowego (6) i wewnetrzna
powierzchnia ruchomego pierscienia wentylatora (6.1) pokryte sg warstwg fotokatalityczng.
4, Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze nad drugim promiennikiem UV-C (4.2) znajduje sie
jonizator powietrza (8).
5. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze pierwszy wentylator osiowy (3) i wentylator rurowy
(6) podtaczone sg do urzadzenia sterujgcego (9).
6. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze nad drugim promiennikiem UV-C (4.2) znajduje sie
drugi wentylator osiowy (10).
7. Urzadzenie wediug zastrz. 5 znamienne tym, ze drugi wentylator osiowy (10) potaczony jest
z urzgdzeniem sterujgcym (9).
8. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze pomiedzy pierwszym wentylatorem osiowym (3) a
wentylatorem rurowym (6) wewnatrz obudowy (1) znajduje sie pierwszy czujnik predkosci powietrza (11), za$
ponad wentylatorem rurowym (6) wewnatrz obudowy (1) znajduje sie drugi czujnik predkosci powietrza (12)
i czujnik wilgotnosci powietrza (13).
9. Urzadzenie wedtug zastrz. 7 znamienne tym, ze pierwszy czujnik predkosci powietrza (11), drugi
czujnik predkosci powietrza (12) i czujnik wilgotnosci powietrza (13) podtaczone sg do urzadzenia sterujgcego
(9).
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